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Abstract (en)
An acidic chromium(lll)-containing and fluoride-containing passivating bath for surfaces of zinc, zinc alloys and cadmium is prepared by mixing
20-200 g/I of a soluble chromium(lll) compound, 20 to 600 g/l of a soluble nitrate, 5 to 100 g/l of a fluoride and of a sulphate, phosphate, chloride,
bromide, fluoride or iodide anion, adding hydrochloric or nitric acid to a pH of 1.8 to 2.2 and heating to above 60 DEG C or adding a catalyst, the
amount of nitrate being greater than the chromium(lll) concentration. It contains one or more complex(es) of the formula (1): <IMAGE> (x =110 3, n
= valency of A and A = nitrate, sulphate, phosphate, chloride, bromide, fluoride or iodide).

Abstract (de)
Ein saures chrom-(Ill)-haltiges und fluoridhaltiges Passivierungsbad fur Oberflachen aus Zink, Zinklegierungen und Cadmium wird durch Mischen
von 20 - 200 g/l eines I6slichen Chrom-(lll)-Verbindung, 20 bis 600 g/l eines Idslichen Nitrats, 5 bis 100 g/l eines Fluorids und eines Sulfat-
Phosphat-. Chlorid-, Bromid-, Fluorid- oder Jodid-Anion. Zugabe von Salz- oder Salpetersédure bis zum pH-Wert von 1,8 bis 2,2 und Erhitzen auf
Uber 60°C oder Zusetzen eines Katalysators hergestellt, wobei die Nitratmenge gréBer als die Chrom-(l11)-Konzentration ist. Es enthalt eine oder
mehrere Komplexverbindung(en) der Formel (1): <IMAGE> bis 3, n = Wertigkeit von A und A = Nitrat, Sulfat, Phosphat, Chlorid, Bromid, Fluorid und
Jodid).
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